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BACKGROUND

氨氮/硝酸鹽氮/四甲基氫氧化銨 (TMAH)管制

– 善進企業責任

– 發揮氨氮廢水處理系統之效益

去化問題

– 相對容易去化之副產物 - 有機污泥

– 無TMA+、硫酸銨及氨水等去化問題
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項目
納管標準 (mg/L)

105/07/01前 105/07/01後

氨氮 60 50

硝酸鹽氮 50 50

四甲基氫氧化銨 30 20
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TMAH TREATMENT TECHNOLOGY

 離子交換樹脂技術
– 操作簡易

– 設置成本高
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CHEMICAL TREATMENT

 上流式厭氧處理床 (UASB)

 厭氧氨氧化法 (ANAMMOX)

 厭氧及好氧生物處理 (A/O, O/A)
– 操作困難且耗時

– 佔地面積廣

– 設置成本低

– 環境友善

BIO-TREATMENT
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TMAH 廢液

去光阻

樹脂吸附TMA+

TMAX前處理

電解

TMAH/ HX
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TMAH

40% MeOH

RAW WATER-2

RAW WATER-1

EFFLUENT

PRE-TREATMENT 1st OXIDATION TANK 1st ANOXIC TANK

2nd OXIDATION TANK 2nd ANOXIC TANKMBR

FLOAT TREATED
NH4-N 1600 mg/L 

600 CMD

NH4-N 100 mg/L

400 CMD

NH4-N <50 mg/L

NO3-N <50 mg/L

TMAH < 20 mg/L

105年7月1日起納管標準

pH, DO pH, ORP, C/N, MLSS
pH, H2O2

(750 kg/d)

AMMONIA NITROGEN BIO-TREATMENT SYSTEM

系統設計概念

– 高濃度氨氮廢水處理

– TMAH再利用及處理
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RESULTS OF BIO-TREATMENT SYSTEM -1
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 氨氮總負荷維持約1000 kg/d。

 TMAH於厭氧槽 (負荷約750 kg/d)。

– 整體系統出水NO3-N及TOC濃度隨TMAH負
荷增加而上升。

– 系統出水NH4-N濃度穩定<20 mg/L。

– TMAH於厭氧環境生物分解不佳。

– TMAH毒性抑制。
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備註： 1. 系統進流負荷及TMAH進流量數次下降為受現場硬體設備影響。
2. 第一階段生物試驗2014/12~2015/05。
3. TMAH濃度以TOC濃度推算，TMAH:TOC = 2:1。
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RESULTS OF BIO-TREATMENT SYSTEM -2
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TMAH

40% MeOH

RAW WATER-2

RAW WATER-1

EFFLUENT

PRE-TREATMENT 1st OXIDATION TANK 1st ANOXIC TANK

2nd OXIDATION TANK 2nd ANOXIC TANKMBR

FLOAT TREATED
NH4-N 1600 mg/L 

600 CMD

NH4-N 100 mg/L

400 CMD

NH4-N <10 mg/L

NO3-N <20 mg/L

TMAH < 20 mg/L

pH, DO pH, ORP, C/N, MLSS
pH, H2O2

45% 55%
(750 kg/d)
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RESULTS OF BIO-TREATMENT SYSTEM -2
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 氨氮總負荷維持約1000 kg/d。

 TMAH於好氧/厭氧槽 (總負荷維持約750

kg/d)。

– 好氧槽內及系統出水之NH4-N濃度明顯上
升。

– 系統出水NH4-N、NO3-N及TMAH濃度符合
105年納管標準。

備註： 1. 第二階段生物試驗2015/05~2016/02。
2. 系統受硬體設備及第二階段試驗影響，試驗初期不穩定。
3. TMAH濃度以TOC濃度推算，TMAH:TOC = 2:1。
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RESULTS OF BIO-TREATMENT SYSTEM -3
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 氨氮總負荷維持約1000 kg/d。

– 系統TMAH添加前，平均甲醇用量約5.4

CMD。

– 系統TMAH添加後至穩定，平均甲醇用量約
4.5 CMD。

– 有助降低系統甲醇用量。
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SUMMARY

 TMAH毒性抑制微生物處理效果，初期系統出水污染物指標未符合預期。

 TMAH於好氧槽之降解效果優於厭氧槽。

部分TMAH置於好氧槽有助系統出流之NH4-N、NO3-N及TMAH濃度符合納
管標準。

 TMAH之添加有助降低系統碳源之成本。
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